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RESOLUCAO CPPG-PROFICAM N° 03/2024

DISPOE SOBRE AS NORMAS DE
PUBLICACOES DOS DISCENTES
PARA TITULACAO NO PROGRAMA
DE POS-GRADUACAO

Art. 1- Para obter o grau de Mestre e ser considerado titulado no sistema académico da Pos-
Graduagao, o discente deve cumprir um dos critérios (A, B ou C) a seguir:

§ 1° - Critério A: Ter publicado, ou ter aceito para publicagdo pelo menos, um artigo em
periddico classificado nos estratos A e considerados ndo predatérios (que ndo constem na
Beall’s list of predatory publishers: https://beallslist.net/) no Qualis da CAPES em Engenharias
IV ou classificado com percentil maior que 49% no ranking da Scopus. O artigo deve ter o
aluno como o primeiro autor e co-autoria dos seus orientadores, além disso, o artigo deve ser
proveniente da pesquisa de seu mestrado.

§ 2° - Critério B: Ter publicado, ou ter aceito para publicacdo, ou ter submetido, pelo menos,
um artigo em periodico classificado nos estratos B e considerados nao predatérios (que nao
constem na Beall’s list of predatory publishers: https://beallslist.net/) no Qualis da CAPES em
Engenharias IV ou classificado com percentil entre 10% e 49% no ranking da Scopus. Para o
artigo submetido deve-se comprovar que ele esta em fase de revisdo no periddico. O artigo deve
ter o aluno como o primeiro autor e co-autoria dos seus orientadores, além disso, o artigo deve
ser proveniente da pesquisa de seu mestrado. Além disso, € necessario ter gerado pelo menos
uma produgdo técnica/tecnoldgica de acordo com o quadro:

Base de dados técnico-cientifica registrada em repositorio publico (a exemplo do Figshare,
Zenodo, Dryad, Mendeley Data, Harvard Dataverse, Open Science Framework e
ICPSR)

Criagao de Empresa ou Organizacao Inovadora/Spin Offs relacionada ao tema de estudo no
PROFICAM
Patente depositada, concedida ou licenciada
Processo/Técnica/Produto aplicado ou avaliado na industria
Software com registro publico no INPI
Topografia de circuito integrado
* Outros produtos podem ser avaliados pelo Colegiado a pedido do orientador.



§ 3° - Critério C: Ter publicado um artigo completo em congresso, de acordo com a lista de
eventos cientificos definida pelo Programa. Além disso, € necessario ter gerado pelo menos

uma produgdo técnica/tecnoldgica de acordo com o quadro:

Base de dados técnico-cientifica registrada em repositorio publico (a exemplo do Figshare,
Zenodo, Dryad, Mendeley Data, Harvard Dataverse, Open Science Framework e
ICPSR)

Criacao de Empresa ou Organizagdo Inovadora/Spin Offs relacionada ao tema de estudo no
PROFICAM

Patente depositada, concedida ou licenciada

Processo/Técnica/Produto aplicado ou avaliado na industria

Software com registro publico no INPI

Topografia de circuito integrado

* Outros produtos podem ser avaliados pelo Colegiado a pedido do orientador.
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